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素材の品質も

性能の一部です。

Direct⊂apping+BaseLiner CAV10S Ⅵ〆ith MTA
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高い操作性を有するキャビオスがMTA系製材として生まれかわりました。

スムーズで切れが良く、歯質へのなじみが高いペーストに、MTA系成分

「ネオホワイ トピュア0」 を配合。MTAの効果発現を促す新処方により

光重合裏層材としての理工学的性質に加え、直接覆髄材としての性能

を獲得 しました。1本で覆髄にも裏層にも使える 2 in■ 製材です。
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ネオホワイトピュア〇配合

覆髄+裏層 2in■

D―キャビオス。MTA
医療機器認証番号 304ADBZX00054000
歯科用覆髄材料 (歯科裏層用高分子系材料)

管理医療機器

15g入シリンジ 1本

先端チップ 15本

標準価格 6,500円

「ネオホワイ トピュア」は大平洋セメン ト株式会社の登録商標第 6425963号 です。



デンテインプリツジ形成促進

光重合レジンを基材としながら、その硬化物は水分との

接触によリカルシウム溶出、ALP活性至適pH、 HAP析出

などMTA系成分の効果発現を促す独自処方を採用、

デンテインプリッジの形成を促しま丸

病理組織像

被蓋硬組織 (青矢印)が

形成され歯髄が保持され

ている。

※直接覆饂 4日 目(ラ ット)

【写真提供 松本歯科大学病理学講座】

■本で裏層 まで可能な理工学的性質
*

曲げ強さ  67 MPa
F■aさ  176 MPa

1.6mm

l::::雌軍Ⅷ…・
mm

l                                      *社 内データ

DirectCapping+BaseLiner CAVIOS wlth MTA

マイクロシール効果

Dキャビオズ MTAR化物表面には

経時的にHAP(ハイドロキシアパタ

イト)力浙 出し、付加的なシール効果

を生じま丸

低重金属、低細胞毒性、酸化ビスマス非配含

ポルトランドセメントは鉱物由来のため不純物排除が難しいと言われています。

D‐キャビオス③MTAは MTA系成分として「ネオホワイトピュア③」を採用することに

より、低重金属を実現しました。また、酸化ビスマス非配合に加え、製材自体の細胞

毒性が低く、直接覆髄にら、さわしい生体適合性の高い処方となっていま丸

MTA系覆髄+裏層材

D-Cavios'MTA
ネオホワイトピュア。配合

■‐●‐■■ 聞 需優ド
き 態もOK

■■
//3儒

D―キヤビオスMTA

デンテインプリツジ 水分

日本歯科評論2023年 2月 号掲載記事

「MTA系光重合覆髄材

D―キャビオスOMTA」

清野栄治先生 清野歯科医院

別刷りありま九 第社営業部までお 求くださしヽ

マイクロシール効果

こHA'析出
圧縮強さ
176 MPa

X線造影性

光硬化深さ

組 成

ウレタンジメタクリレート

ポルトランドセメント

硫酸バリウム

カンファーキノン

その他

補充月

ネ オ ブラ ック チ ップ (M)30本

一般医療機器    標均調格 2,000円

医療機器届出番号 1331X00154000014

別 売

ネ オ 功 レー チ ップ (S) 40本

一般医療機器    
標準価182,000ロ

医療機器届出番号 13BlX00154000016
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